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摘要(译)

一种液晶显示器的制造方法，包括以下步骤：将第一基板插入腔室中以
执行干蚀刻工艺，在完成干蚀刻工艺之后从腔室移除第一基板，将虚设
基板插入腔室中，注入惰性气体进入腔室以消除工艺副产物和剩余气
体，将虚设基板从腔室中取出，并将第二基板插入具有工艺副产物的腔
室中并除去剩余气体，以进行灰化工艺。
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